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Плазмохимическое травление в хлоре  находят широкое применение в технологии производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем Алюминий, медь, нержавеющая сталь – металлы, активно использующиеся в микроэлектронной промышленности. Благодаря высокой электропроводности алюминий используется в чистом виде, либо в виде сплавов в качестве проводников в микроэлектронике. Кроме того, анодированный алюминий находит применение в технологии изготовления гибридных интегральных схем.


Применение в качестве плазмообразующих сред хлора обусловлено получением высокой анизотропии при травлении кремния и возможностью плазмохимического травления ряда металлов (медь, алюминий, тугоплавкие металлы) и сложных полупроводников (арсенид галлия, фосфид индия и др.), которые не травятся во фторсодержащих средах.


Однако, использование хлора в технологии плазмохимического травления сдерживается недостатком сведений о кинетике и механизмах протекающих реакций, данных по коэффициентам скоростей (вероятностям взаимодействия), позволяющих прогнозировать характер, направление и скорость процесса. [1]

В рамках данной работы изучалась рекомбинация атомов хлора на образцах алюминия в плазме хлора. Эксперименты проводились в плазмохимическом реакторе из молибденового стекла марки C-49 с использованием релаксационной импульсной методики в сочетании с методом абсорбционной спектроскопии [2]

В работе показано, что атомы хлора гибнут гетерогенно на твердых поверхностях, ограничивающих зону плазмы, по первому кинетическому порядку. Эксперименты проводились с различной степенью загрузки образцов в реакторе. [3] Получены абсолютные значения констант скоростей гетерогенной рекомбинации атомов хлора (12 с-1) (вероятности рекомбинации γ=8,7.10-4 ) на молибденовом стекле реактора и различных образцах алюминия непосредственно для зоны плазмы. Температура образца определялась электронным термометром WF-2000 с инфракрасным датчиком c диапазоном измеряемых температур от -20°С до 80°С. Показания снимались с внешней стенки реактора. При этом погрешность составляла не более  2-3°С. [4]
	
	Чистый Al
	Анодированный Al

	
	
	гладкий
	шероховатый

	Kр, с-1
	130,21
	41,55
	94,75

	γр
	9,36
	2,99
	6,99

	T, °C
	58,8
	50
	42,45
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